PVD - Physical Vapor Deposition

Tato technologie umoznuje vytvorit vysoce kvalitni a trvanlivé
povrchy s Sirokou Skdlou barev a vzhledu.

Povlakovani PVD je proces, pfi kterém se ve vakuu odparuji
mikrocastecky pevné latky a pod vysokym tlakem se nanaseji
na povlakovany material. Odparené mikrocastecky se diky
procesu spoji primo s materidlem na ktery jsou nanaseny.
Tato metoda je navic velmi ekologicka a povrchova vrstva je
antialergicka. PVD je také technologie s vynikajicimi
fyzikalnimi i chemickymi vlastnostmi, vysokou tvrdosti,
odolnosti vuci otéru, vysoké teploté a korozi.



